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Abstract (en)
[origin: US4508554A] A plasma process for the production of a dielectric rod 6 from gaseous starting materials, causes the rod 6 to grow in the
axial direction by deposition on its end face. This is effected by conducting microwave energy via the rod 6 to its end face, this energy maintaining
a gaseous discharge 7 at the end face. The starting material flows into this gaseous discharge as a gaseous jet by means of a concentric nozzle
system 8.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Plasmaverfahren zur Herstellung eines dielektrischen Stabes (6) aus gasförmigen Ausgangsmaterialien, bei dem
der Stab (6) durch Abscheidung auf die Stirnfläche des Stabes (6) in Achsrichtung wächst, indem über den Stab (6) zu seiner Stirnfläche hin
Mikrowellenenergie geleitet wird, die an der Stirnfläche eine Gasentladung (7) aufrechterhält, in welche mittels eines konzentrischen Düsensystems
(8) das Ausgangsmaterial als Gasstrahl einströmt.
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